












































































































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20100085524A1 公开(公告)日 2010-04-08

申请号 US12/527962 申请日 2007-11-02

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 NAKAGAWA HIDETOSHI

发明人 NAKAGAWA, HIDETOSHI

IPC分类号 G02F1/1337 H01L21/027

CPC分类号 G02F1/133753 G02F2001/133757 G02F1/133788

优先权 2007054793 2007-03-05 JP

其他公开文献 US8134668

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供：一种能够提高显示质量和产量的液晶显示装置，该液晶显
示装置通过多次为基板提供的取向处理在像素中具有两个或更多个畴;及
其制备方法。 本发明是一种液晶显示装置的制造方法，该液晶显示装置
包括：一对彼此相对的基板;配置在该对基板之间的液晶层;配置在液晶层
上的取向膜 - 该对基板中的至少一个基板的侧表面;包括在取向方向上不
同的两个或更多个区域的像素，该制造方法包括使用具有掩模中心部分
和掩模接合部分的光掩模曝光取向膜的一部分的曝光步骤，该掩模中心
部分具有多个透射部分在遮光区域内形成有掩模接合部分，该掩模接合
部分具有在遮光区域内形成多个透射部分的区域，所述遮光区域的分布
密度低于掩模中心部分中的多个透射部分的分布密度。
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